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EXTRACTO .
Una vilvula para transferencia de liquidos, que
posee un paso interno segmentador y por lo menos un circuitg
o conducto curvo exbterno, de un volumen interno preciso, pro«
5 porbionando con ello las cantidades volumétricas diferentes.
de una muestra de liquido para dilucién, dirigida czla can-
tidad, con una cantidad comin de diluente, al miswo tiempo,
a lugares diferentes, predetérminados. Se dispone un conducto
, o circuito curvo adicionsal ekterno, si se desea, para dar a
,' 10 la wisma estructura de vAlvula la posibilidad de operar con
une muestra previamente diluida, destinada a ser difigida pri-
-meramente a un primer aparato de pruebas y, & contihuacién,
coma‘porcién segmentada, con una canbtidad dada de diluente, a
un segundo aparato de pruebas. Ia estructura esté equipada para

15 realizar un lavado o enjuague con dlluente, durante la posi-

cidén de—sumlnlstro de dicha vélvula.

S Esta invencidn se refiere, en general, & sistemas
para transferencia de liguidos, y més particuiarmente aporta
una vélvula para transferencia de l1iquidos, preferentemente

* 20 . del tipo dé funcionamiento rotativo,'paré uso en un sistema

de transferencia de 1iquidos y de dilucién.

3
i

L © FEs ya conocida una vdlvula para transferencia de

liquldos que permite sumlnlstrar por lo menos dos volimenes

dlferentes de una sola muestra, auntamente con la misma can~

K

25 -tidad de diluente, a dos emplazamientos diferentes simulté-

neamente, con lo que se pueden realizar pruebas sobre dichas

o

P diluciones resultantes en los lugares mencionados. El opera-

. dor podia con ello elegir el operér sobre una sola muestra

far e ey - e

T , simple o sobre una muestra previamente diluida, sin utilizacién

20 'de equipos sepaiados de v4lvulas, conducciones para flﬁido,eté.
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Una vélvula de anterior concepcién era una de las llamadas

vélvulas de.carrete, mévil linealmente, que resultaba . costosa
tanto en su construccién como en su manbtenimiento.

Resultaba ventajoso conseguir, en sustitucién une
construceién de vdlwvula perfeccionada, capaz de efectuar todas
las funciones operativas de las vdlvulas conocidas, pe”n cuyo
costo fuera menor, tanto en construccibén como en mantenimlento.
Ta estructura de vélvula habia de ser de construccién y won-
tage compactos, féeil de desmontar y de limpiar durante su
entretenimiento y de montaje igualmente sencillo.

Asi pues, se aporta aqui una vélvula para‘fﬁénsfe-
rencia de 1{quidos, para uso en un sistema de dllucién, des-
tlnada a suministrar por lo menos un par de diferentes muestrasg
gsegmentadas procedentes de una fuente de sumin;stro, ‘siendo
diferente el volumen de una de las muestras segmentadas del
volumen de la otra muestra segmentada de dicho par, teniendo
dicha vdlvula de transferencia una primera porcién destineda
a recibir y aislar en su interior una cantidad de la muestra
1liquida y a combinar dicha ca?tidad de muestra gon un primer
volumen dé un diluente para producir une primera dilucién pre~-
cisa, deseéﬁa; una segunda porcién de vélvula de transferencia
para recibir y combinar en su interior una diferente cantidad
de-muestra de 1iquido, y para combinar dicha cantidad de mues-
tra ton la miswa cantidad de diluente, para producir una se-
gunda dilucién,comprendiendo dicha primera porcién de valvula
de transferencia unos pasos segmentadores formados dentro de.
dicha vélvula y comprendiendo la citada segunda porcidn de la

vélvula de transferencia un elemento curvo y hueco, externo,

- de volumen interior preciso.

Describiremos & continuacién las formas preferidas
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de ejecucidén, a modo de ejemplo, con rgferencia 2 los pianﬁﬁ
que acompsaiian a la presente mewmorig descriptiﬁa, en los cvales:

la figura 1 es una representacién esguemdtica que
ilustra el funcionamiento general de la vélvula péra transg-
ferencia de liquidos construida de acuerdo con la invencidn,
segin se emplea en un sistema de dilucidn suministradof de
un aparato para pruebasj

la figura 2 es una representacién isométrica des-
piezada y esquemdtica de la estrucﬁura ﬁe vAlvula para trans—
ferencia de liquidos, construida segin la invencidng

la figura 3 es una vista en planta de unrelemento,
exterior de la estructura valvular de la figura 2, y

Py la figura 34 es una vista en planta de la cara

opdesfa>de dicho elemento exterior; '

la figura 4 es una vista en planta ﬁei elemento
central de la estructura de vélvula de la figura 2, ¥

la figura 4A es una vista en planta de la cara
opuesta de dicho elemento central,'habiénGQSe representado
los circuitos o conductos curyos en lineas de trazos en la
figura lF;-

i.a figura 5 es una vista en planta del elemento

exterior de la figura 2, ¥

la figura 5A es una vista en planta'de la céra

,opuesta del otro elemento exterior citado.

Con respecto g los planos, diremos que en la figura
1 se ha representado una vista esquemétlca que ilustra el

funcionamiento general de la vélvula para transferencia de

rliquidos construida segin la invencidn, tal como se emplea

en un sistema de dilucidén y prueba.

El 31stema general para la manlpulaclon de fltidos
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se conecta con un aparato de pruebas que funeions confofme~
al principio revelado en la Patente de EE.UU. 3.656.508, para
18 determinacién de diversos parémetros de las caracteris-
ticas de los glébulos sanguineos. Se ha indicado en general
un primer.aparato en sl blogue 14 y un segundo aparato de
pruebas aparece representado en general por el bloque}16.

Ia dilucidén efectiva, es decir, la mezcla y adiciéﬁ'd; Teac-
tivos cusndo es necesario, se realiza en una de las cémaras
o recipientes de cada aparato de bruebas 14 y 16. Lé_ﬁélvuia
para transferencia de fléidos conforme a la invenclén se
acopla al ciltado aparato mediante unas conducclones para
fltidos que describiremos a continuacién con respepto al
funtionemiento de la vélvula en cuestidn. | -

Para una mayor facilidad en la desc?ipciéh,‘des-
cribiremos esquemdticamente la vélvula 10 para transferencia
de 1fquidos con relacién a la correspondencia de los diversos
pasos o conductos, cavidades cilindricas, etc., durante el
funcionamiento, en términos de una representacién lineal, ain .
cuando la vdlvula esté constituida-como una estructura en
la que ex1ste un elemento central 20 de vélvule, mdévil en ro-
tacién, en forme de disco, situado entre un par de elementos
exteriores fijos, dispuestos coaxialmente, que son los discos
22, 24,

i Ios elementos fijos o estacionarios 22 y 24 quedan
dlspuestos con una separacién sbélo suficiente para recibir
entre ellos al elemento central més delgado 20.

Los elementos exteriores 22, 24 estén dispuéstos‘

con unas caras 22', 24' que ajustan con las caras opuestas

20' y 20" del elemento central 20. Lapg caras 20' ¥ 20", 22!

y 24' se habrén trabajado mecénicamente conl cuidado, amino-
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réndose su resistencia o carga mecénica mediante tratamiente
téfmico y .revistiéndose con un recubrimiento de 6xido de

éxido de cromo-dxido de aluwinio, resistente a los 4cidos,

1

conilo que se reduce el efecto de desgaste, asi como los

efeétos de friccién, adherencia, etc.
i

GCada uno de los elementos 20, 22 y 24, eu forma

de disco poscen un paso central. Los pasos centrales o axialos

formados en estos elementos 20, 22 y 24, son de un mismo
| .

- didmetro. Los tres’elementos van montados coaxialmente sobre

una espiga ranurada, segin describiremos.
Con referencia a las figures 2, 3 y 3A, divemos

que existe un par de pasos axiales paralelos Pl y P2, for-

. madds en el disco exterior 22. Log cenbros axiales de los

pasos Pl y P2 estén espaciados en idénticas distancias a del
eje cenﬁral de dicho disco 22. Los ejes centrales de los
pasos Pl y P2 estén espaciados entre si en una distancia '"b".

En el citado disco 22 existe un par de ranuras traspasantes

26 y 28 de configuracién general arqueada. También se ha

constituido en el disco 22 una muesca circunferencial 30.

Las paredes exteriores 26' y 28' de las ranuras respectivas
26 y 28 q;edan dispuestas a lo largo de un circulo concén-
trico al pasd central 32 del disco 22, mientras gque solamente
las porciones 26" y 28" de las paredes internas de lasrci-
tadas ranuras 26 y 28 son arqueadas y quedan dispuestas
respectivamente a lo largo de un circulo concéntrico res-

pecto a dicho paso central 32 enlazando las restantes poTr-

ciones de las mencionadas paredes internas los extremos, ¥y

‘quedando dichas porciones de pared 26" y 28" de las indicadas

ranuras dispuestas a lo largo de una 1inea recta. Se han

dispuesto unos acoplawmientos adectados Pl' y P2', destinados
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a ésentarse'sobre el disco 22, en comunicacién con diches baaos e
Pl y P2, dispuestos éstos en proyeccidén a partir de la cara
22" de dicho disco 22. | ~ |

Tlamamos ahora la atencién sobre el elemento central
0 disco.central 20. Segun se ha representado en las figuras
2, 4y 44, el disco 20 tiene un paso central axial Bﬁ,iEn el
disco central existe una cavidad cilindrica radial iﬁterna 36,
que va desde la circunferencia exterior del disco 2C ﬁasta
el paso central 34 del mismo y una espiga 35 va ajustada a
presién en su interior, entrando su extremo mds interno 38
en dicho paso 34. El disco 20 presenta una muesca circunferen=~
cial 40. Esta muesca 40 tiene una longitud circunferéﬁcial
coﬁsiderable, mayor qué la longitud de la muesca 30 ﬁjgue.la
muesca similar 44 formada sobre el disco exterior 24, a los
fines que describiremos después. .

Se han dispuesto un par de cavidades cilindricas
internas, paralelas, P13 y Pl4 a través del disco 20, que-
dando sus centros axiales espaciados idénticamente en una dis=-
tancia "a" desde el eje central del disco 20 y espaciadas en-

tre si en una distancia "b", Ia cavidad cilindrica P14 tiene

un didmetro ligeramente superior gl de la cavidad cilindrice

P13. '
> Un par de cavidades cilindricas traspasantes para-
1elé§ P15' y P15" atraviesan el disco 20, presentando los
ejes geométricos centrales de tales cavidades cilindricas in-
ternas sus centros axiasles espaciados en una distancia "c"
desde el centro axisl de dichas cavidades P13' ¥ P15", es=-
tando las mismas espaciadas en una distancia "d" entre si.

Existe una conduccién curva, hueca, P15, en forma de tubo

hueco configurado como una U, de longitud predeterminada, cons-
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tituldo de preferencia en un material guimicamente resistente,
tal como acero inoxidable, y que posee una cavidad interna
uniforme, para definir un volumen interno preciso y uniforme,
la cual va fijada & la cara 20' del disco 20, quedando sus X
tremos libres en comunicacidén hermética con dichas cavidades
internas P15' y P15".

Se han dispuesto un par de pasos de poca pfofundidad
P16 y P16" en el disco 20,'que s6lo se abren a su uara 201,
Los ejes centrales de dichos pasos P16' y Pl&" estén éspaciados
entre si en una distancia "a" y los citados centros axiales
quedan espaciados en una distancia "c" del centro axiel de
dicho disco 20. El eje geométrico central del baso PL5' esté
esﬁa&iado en una distancia "e" del eje geonétrico central del
pasb P16', mientras que el eje geométrico cehtpal del paso
P15" se halla espaciado en la misma distancia "e" dél eje geo~
métrico central del paso Pl6". '

Se ha constituido un paso interno rectilinec P16 en
el disco 20, que conduce desde la superficie circunferencial
del referido disco 20, estableciendo comunicacién entre los
extremos igternos de los pasos P1l6' y P16", enlazando los
pismos. Un obburador 42 cierra el paso P16 desde la circunfe-
rencia del disco 20.

“.  Un tercer juego de pares de pasosrparalelos Pl?' y
Pl?"ase hallan asimismo dispuestos en el citado disco 20; es-
tando sus ejes geométricos centrales espaciados radialmente

del eje geométrico central del disco 20 en una distanciar"c".
El paso P17" se halla formado en un lugar diametralmente opues-
to al emplazamiento del'pasorPlS', mientras que el pasc'Pl7'

se ha constituido en un emplazamiento diametralmente opuesto

al del paso P15",
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Una galeria interna P18 queda definida dentro de la
vélvula 10 por la formacidén de una ranura arqueade PlS' en la
cara 20" del disco 20, ranura que presenta unas extensiones de
extremo P18' que se dirigen radialmente hacia .dentro, hasta
los extremos P18"!, cuyos extremos estén definidés POT una
pared semicilindrica, dispuesta dentro de un circulon, Tuyo
punto central es coincidenté y descansa sobre un cifc;io con-
céntrico respecto al eje géométrico central del disco-20. La
distancia entre el centro y los ﬁuntos centrales dé éichos
extremos es idéntica a la distancia existente entre los ejes
geomdtricos centrales de dichos pasos P17' ¥y Pl?",QQﬁéﬁando el
arco que sigue la ranura P18 dispuesto a lo largo dgiﬁh circulo -
concéntrico al eje geométrico central del disco éOE Una se-
gunda conduccidén hueca o circulto P17, en forma de ﬁﬁ;seg-
mento de tuberia hueca en configuracién de U, de seccién
transversal uniforme, estd igualmente constituida, de prefe-
rencia, en un material.quimicamente resistente, tal como acero
inoxidable. El circuito curve P17 tiene un volumen interno
exacto y uniforme, y va fijado a la cara 20' &1 disco 20, en
comunicacién hermética con dichos pasos P1l7' y P17". El se-
gundo circuito o conducto curvo P17 es de didmetro interno
mayor, y de longitud mayor también que el primer circu%ﬁo 0
conducto P15. Asi pues, el volumen que queda ineluido dentro
de los limites del segundo circuito P17, con inclusién de
parte de los pasos P17' y P17", no ocupadas por los extremos
del circuito P17, es diferente, y preferentemente mayor que
el volumen incluido dentro de los limites del primer circuito
P15 (incluidas también las partes de los pasos P15' y P15" no
ocupadas por los extremos del circuito o conducto P15).

Con referencia a la figura 2 y a las figuras 5 y 54,
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diremos gque el obro disco exterior 24 estd provisto de una cive
24‘\que posee también un revestimiento antifriccidn y = evwetc1
2 los fcidos, idéntico al revestimiento dispﬁesto sobrerlas
caraé 207 y 20", as{ como al revestimiento que sustenta la
cara;22" del elemento exbterior 24. La cara opuesta 24" presenta
unas bocas en forma de orificios de acoplamiento, debc' sdas
a establecer la comunicacién exterior con la vdlvula 10.

Se ha dlSpuesto un juego ‘de pasos paralelus de parte
a parte, P3 y Pk, en el dlsco 24, en un emplaaamlento Lal que
quedan alineados con los pasos Pl y P2 formados en el disco 24,

definiéndose asfi un primer juego de recorridos de fliide a

través de la vAlwvula. En la primera posicién del disco central,

v : :
sblo el paso P13, es decir el paso de medicidén, se comunica

con el rvecorrido de fltido definido por los pasos P2;y P4,~en,

,tanto que en la segundg p05101on de dicho disco central 20, el

paso P13 comunlca con el recorrldo de flaido definido por los
pasos alineados Pl y P3, mientras que el paso P14 intercepta

el recorrido de flGido definido por los pasos alineados P2 y

P4, . : oy

En el disco 24 existe un segundo juego de pasos pa-

ralelos de lado a lado P5 y P7. En dicho disco 24, se ha cons-

 tituido un tercer juego, asimismo, de pasos, de parte a parte,

paralelos, de igual didmetro, P6 v P8. El juego de pasos PS5y
7 eété situado de wodo que comunican con el primer circuito
P15 durante la primera posicién del disco central 20 ¥ con el
paso interno P16 durante la segunda pOSlClén del dlsco central
20. '

El segundo_jﬁego de pasos paralelos PS5 y P7 define
un tercer recorrido de flﬁido, mientras'que'el tercer Jjuego de

pasos paralelos P6 y P8 define un cuarto recorrido de flhido.
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Asf pues, el primer circuito curve P15 comunica con el tercer
rec rrldo de-f1hido durante la prlmera p081016n o posicién de
carga del disco 20. El circuito P15 comunica con el cuarto re-
corrldo de fltido durante la sgegunda posicibén o posicibn de
sumigistro del disco 20. Simulténeamente al estsblecimiento de
comuﬁicacién entre el primer circuibto P15 y el cuartﬂ_ageorrido'
de fltido, el paso interno P16 queda situado en comﬁhic;cién
con el tercer recorrido de fldido. 4
Se ha preélsto en el disco 24 un cuarto juego de

pasos paralelos de lado a lado PO ¥ P11, e igualmente gxmste~en”-f
dicho disco 24 un quinto.juego de pasos paralelos deiiédo a B
lado P10 y P1l2. El cuarto juego de pasos P9 y P11 qéfdblece
un qﬁinfo recorrido de fluido, EL quinto juego de pééﬁs para-
lelos P10 y P12 establece un sexto recorrido de flﬁidd; El
cuarto y quinto juegos de pasos abiertos de parte a parte que-
dan situados en el disco 24 de modo que el segundo circuito
P17 para muestreo queda en comunicacién con el sexto recorrido
de flfiido durante la primera posicién del disco 203 y cuando
se ha graduado el disco estab;eciéndolo en la segunda posicién,
el circuitg de muestreo P17 se sitla en condicién de entrar
en el quinto recorrido de fluido, mientras se sitda la gale-
ria P18 en el sexto recorrido de fl@iido. Dado el hecho de que
el gegundo circuito P17, la galeria P18 y el quinto y sexto
recorridos de flGido se emplean solamente cuando la fuente de
nuestra de 1f{quido es una muestra prediluida, no se utilizan
los primeros cuartos recorridos de flaido trasPasantés cuando
ge emplea tal fuente de origen de muestra prediluida.

~ Instaladas en el sistema esquemdticamente represen-
tado en lé figura 1, hay unas conducciones para f1hido dis-

puestas entre la estructura de vélvula 10 y los elementos de



bt atbs 4

e e S e

o

10

15

: 2

25

i
'
i

\ ,

. la iilucién, asi como el sistema de pruebas. La conduccidn

50

de suministro 54, para suministrar un volumen predcterminado

la conduccién 52 acoplan los pascs Pl y P9 a una fuenbe

de diluente a dichos pasos Pl y PQ. Ia conduccidn 56 de flhido
pone ien conexién el paso P4 con una fuente de vacio 58, y una
fuente de diluente €0, alternativamehte, wediante adecvudon
dispositivos valvulares. La conduccién 62 pbne en comunicacién
el paso P6 con un rgano G4 suministrador de diluents, para
suminisbrar al pasoiPG un volumen dado de diluente. La condﬁc«
cidén 66 pone en conexién el paso PS5 con una fuente de vacio ¥
una:fuente de diluente alternativamenté, designadas reSpectivév
mente con los nfmeros de referencia 68 y 70, mediante 6rgangs
de vélvuia 72 adecuados. La conduccidn 74 comunica el paso 12

con el dparato de pruebas 14, mediante una vélvula adecuada,

‘que es aqui una vilvula de pinza 76.

uasconducclones 78 v 80 ponen en comunlcac16n los
pasos P3 y P11l respectivamente con la comunicacién 82 que
conduce al aparato de pruebas l4. Las conducciones 84 y 86
pdnen respectivamente en comupicacién los pasbs P2 y P7 con
un aspira&gr 88 de sangre completa, por una conduceidén 90. La
conduccidén 92 para flfido acépla el conductorPS al aparato de
pruebas 14. ' | , 7

En el sistema representado, el aparato de pruebas 14 .
prdﬁbrciona determinaciones correspondientes a los parémetros,d[
los glébulos blancos, mlentras que el aparato de pruebas 16
proporciona determinaciones correspondlentes a 1os parametros
de los glébulos rojos. Se hacen entrar burbujas en mezcla

apropiada, a la cémara de mezclé del aparato'l4 y 16, desde

una fuente de suministro A, mientras que se hace entrar una

solucifn de lisis en el aparato l4,desde una fuente B del mismo
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Unos conductos apropiados van desde el‘apérato de pruebas
respectivo 14 y 16 al exterior, para expeler los restos.

La vdlvula 10 opera entre dos posiclones por el mo~
vimiento angular del elemento central, el disco 20. La primera
posicidn puede definirse-como posicién de carga. Como la carga
se efectiia por acoplamiento desde una fuente de sumlnlstro |
88, de la muestra, a través de la vélvula 10, a una fuente de
vacio, se puede describir tewbién la primera p051016n_cpmo
posicibén de aspiraci§n. EL suministro o abastecimieﬁtéiée rea-
liza haciendo entrar una cantidad dada de diluente por los
pasos de la vélyula, tras la rotacién del elemento Qééffal 20-

hasta la segundp posicién, que puede describirse como posicién

de entrega o suministro. En la posicién de suministro, el vo-

lumen de muestra que queda dentro del paso segmehtadof P13

y del primer circuito o conducto curvo Fl5, es conducido, res-
pectivamente, al aparato de prﬁéﬁa 16 y al aparato de prueba 1l4.
Ya sea al mismo tiempo de expelerse los segmentos allf inclui-
dos, ya sea después, se introduce el diluente para limpiar
los trayectos que vuelven a 15 fuente de origen 88 de la mues-
tra. E1 paso Pl4 estd alineado con los pasocs P2 y P4, mientras
que el paso interno P16 esté'situado en comunicacidn con los |
pasos P6 y P8 durante la operacién de lavado.

_ Cuando se utiliza la fuente de muestras con previa
dilucibén, el segundo circuitc curvo P17 se comunica con los
pasos P10 y P12, La muestra 94 previamente diluida, procedente
del recipiente 96, es dirigida por la conduccién 98 al paso 10
y, por el segundo P17, que va hasta el paso 12, es dirigida
por la conduccibén 74 y a través de la vilvula de pinza 76, hasta
el aparato de pruebas 14. Cuando se acciona la vélvula 10 a

su posicién de suministro, es decir, la segunda posicidm,
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se sitda el circuito P17 en comunicacién con los pasos P9 y
P11, quedando situzdo el volumen inclufdo en dicho cirecuiio
P17, de muestra prediluida, en el recorrido de flUido definice

por el paso P9, el circuito P17 y el paso P11, pasando por

~ la condiosién B0 y 82 al aparato de pruebas 16. El contenido

de 1fquido restante de lg clmara 96 es dirigide simultdnes o
posteriormente al aparato de pruebas 14 por la galefia Pris,
desde donde es aspirado al exterior, segln se indics en la
figura 1. 7

En un ejemplo préctico de la estructura de vilwula
10, las disbancias lineales entre centros axiales de los con-

ductos formados en los elementos de vidlvula asociados, fuveron:

CN
3

a = 0,406
= 0,3504
c = 0,625
a = 0,752
e = 0,508.

EL volumen de liquido contenido:
por el paso P13 fue de 1,6 (microlitfos)
por el circuito P15 fue de 42,9 (microlitrés) v
por el circuito P17 fue de 359, 55 (mlcrolltros)
El volumen de diluente sumlnlstrado durante la en-

trega de cada uno de los vollimenes de muestra contenldos '

~ comprende 10 cc. (utilizdndose agua isoténica) para propor-

cionar diluciones apropiadas para las p:uebas que se trata
de realizar en los aparatos 14 y—16. '
Los discos 20, 22 y 24 se susteptah ensarténdolos
en un eje o vastago lOOrque se proyecta desde una placa fija
de montaae 102. EL eje 100 es rotatlvo con respecto a la placa

fijade montaae, e 1nc1uye una porcién terminal ranurada 104
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que presenta una ranura 106. El extremo mds interno 38! de
1aa£spiga 38.ajusta dentro de la ranura 106, por lo gue la
rotgpién del eje hace girar al disco 20 para graduarlo entre
la p%imera y la segunda posiciones.

t hdemds del eje 100, la placa 102 sustenta un elemento ;
108, ‘rectangular vy fijo, que constituye un bloque de- susten— |
tacién. Cuando se han insertado los tres dlSGOB 20, 22 y 24 en
el eje 100, se reclbe el bloque 108 a través de las- muescas
20 y 42, para dejaxr’ dlChOS discos fijos contra todo mov1mlento
angular. Al graduar en posicién correspondiente el dlspo cen-
tral 20, el bloque 108 entra en la larga muesca ciréﬁﬁferenci&l
40. Tos extremos opuestos de la muesca 40 cooperan con el blo-
que 108 para definir los limites de rotacién del dlsco 20,

Tos respectivos elementos de vdlvula cons uidos por 
los discos 20, 22 y 24, se sujetan juntos sobre el eje 100 por
medio del permo 110, cuyo extremo roscado pasa a través del
eje 100 y ajusta dentro de un dispositivo (no representado)
impelido por muelle, situado en el lado opuesto de la placa
102, o es ajustado por la acc}én del mismo.

'@l eje 100 puede girar para poner al citado disco 20
en su posicidn correspondienfe, mediante una conexién articu-
lada en pivotacidn, entre ei émbolo mévil en vaivén de un ci-
lindro neumdtico y el citado eje, con lo que el vaivén de dicho
émbolo se traduce en un movimiento rotativo angular del eje.

Seré evidente que cuando la vAlvula 10 se encuentra
en estado ensamblado ¥ operante,‘los circuitos o con&uctos
curvos P15 y P17 atraviesan y se mueven dentro de las ranuras
26 y 28, respectivamente.

las porciones de vdlvula que utilizan el paso seg-

mentador P13 de pequefio volumen, y el circuito P15 de volumen
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intermedio, no se utilizan cuando se emplea el circuite LY
de dilueibn previa. Sec pueden ajustar los acoplawnicntosn y O~
ductos y conexiones de paso de fliido, para permitin el uso dcl
circuito PL7 de dilucidn previa, gque fiene un volumen sensi-
blemente mayor, en conjunciln con la operacidén segmentad ra del
paso P13 ségmentador, de pequefio volumen. Tanto el pass P13;
como el circuito P15 y/o el circuibto P17, se pueden utilizaf
independientemente entre si o en'cooperacién uno con 6tro; 0
con los obros dos. -

Fn regumen, la Patente de Invemcidn que se solicita

- deberd recaer s¢bre las siguientes
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REIVINDICACIONES

1. Una vélvula para trensferencia de liquido,
destinada a ser utilizeda en un sistema de dilucibn, para
proporcionar por lo menes un par de nuestras segmentadas
diferentes a partir de une fuente suministradora de las misumas,
siendo diferente el volumen de una de lag muestras ség@}ﬁta~
dag del volumen de la'otra nuestra segmentadé, de diéhoﬁpar,'
poseyendo la citada vdlvula de transferencie una primgrg
porcidén destinada a récibir y aislar eﬁ su interior ﬁné can~
fidad de 1a muestra de liquido y a combinar dicha cantidad
de muestra con un primer volumen de un diluente, pargfp¥oducir
una:primera dilﬁci6n deseada precisé, ﬁna segunda poféﬁén de
la vélvula de trans:eréncia para recibir y sislar eﬁléd in-
terior una diferente cantidad de wuestra del 1£quidd'§‘fara
combinar tal cantidad de muestra con la misme cantidad de
diluente, a fin de producir una segundé dilucidn, caracterizadé
dicha vdlvula de transferencia porque en la primera porcidn
citada (20) de la wisma se encuentra inclufdo un paso ségmen—
tador (P 1, P 2), formaedo en el interior de dicha vélvula, ¥
porque la segunda porcién citada (24) de la vélvula de trans-
ferencia comprende un elemenﬁo hueco en forma de bucle (P 15,
P 17), de un volumen interno preciso;

2. Ta vAlvula para transferencia de liquido segin
la'r;ivindicacién 1, caracterizada porque dicha vélvula de
transferencia esté constituida por un par de elementos ex-
teriores (22, 24) de vélvula espaciados entre si, y un ele-
mento (20) interior de vAlvula, interpuesto entre los citados
elementos exteriores de la valvula, presentando caras opusstas
(20!, 20") estrechemente ajustadas y méviles friccionalmente

respecto a las caras adyacentes (221, 24 - 22", 24") de los
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referidos elementos exteriores dé vélvula, siendo el citado 7
elemento interior de vélvula mévil con réspecto a dichos e]e~r
menbos exteriores para que las citadag primera y segunda
poerciones de la vdlvula queden situadas en posiciones de
carga y de suministro, estando formado dicho paso segmenﬁador
interno (P 1, P 2) en el citado elemento interior (20) ce la
vilvula y dicho elemento externo en forma de bucle (P 15)
fijado a una de las carasg (20') delrindicado:elemento inte-
rior de vAlvula, presentando el otro glemenbo exberior citado
adyacente a la p&imera bara mencionada una ranura (26) des-
tinada a recﬁbi a su través el indicado elemento en forma de
bucle durante el movimiento de dicho elemento interior de
vélv&la, al tiempo qﬁe'se permite el mantenimiento del ajuste
friccional de dicho elemento interno dé la vélvuia con los
mencionados elementos de vélvula exteribres.

3. Ia vAlvula para transferencia de ligquido segin
la reivindicacién 1, caracterizada porque dicha vélvula de

transferenﬁia est4 constituida por un par de elementos de vil-

vula exberiores espaciados entre si y un elemento interior.

de vélvula_;nterpuesto entre dichos elementos de vélvula exX—-
teriores, presentando caras opuestas estrechaménte ajustadas y
mévilés friccionalmente respecto a las caras adyacentes de
dichos elementos de vélvﬁla exteriores, siendo el citado ele-
ment;-interior de vélvula wdvil angularmente con relacidn a
dichos eleméntosAexteriofes, para situar las citadas primera
¥y segunda pérciones,de la vélvula en posiciones de carga'y

suninistro, estando formado el mencionado conducto segmentador

'interno en el indicado elemento interior de la vilvula y fi-

jado dicho elemento externo en forma de bucle a una de las .

caras del citado elemento interior de la vélvula, poseyendo
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el %tro de los citados elementos exteriores adyacente a
dicha primera cara, una ranura destinada a recibir a su tra—;
vés %ichb elemento en forma de bucle durante el movimiento
del éitado elemento interior de vélvula, al tiempo que se
permlte el mantenlmlento del ajuste friccional entre el ci-~

tado elemento interior de vélvula y los mencionados elementos

-
N

exteriores de vélvula.

4, Ia vélvula para transferencia de 1iquida segun
cualguiera de las relvindicaclones 1, 2 o 3, caracterlzada .
porque existe una tercera porcién (P 17) de la vélvula de
trangferencia, destinada a recibir y aislar una tercgggican—‘
tidad de la muestra de liquido procedente de una fueﬁ%éjde .
suministro del mismo, y & combinar dicha tercera cant{dad con
un volumen dado de dilﬁente, a fin de producir otra dilhci6n;
comprendiendo 1la tercera porcién citada de la vdlvula un se-
gundo elemento en forma de bucle, hueco, externo (P 17), que
tiene un volumen interno'preciso, giferente del volumen interno
de dicho primér elemento en forma de bucle hueco (P 15).

5. 1La vélxpla para p;ansferencia de liquido seglin
cualquier§ de las reivindicaciones 1, 2 o 3, caracterizada
porque existe una tercera porcién de tal vélvula de transfe-
rencia destinada a recibir y aislar una tercera cantidad de
muestra de 1iquido procedente de una fuente de suministro del
misma vy & combinar dicha tercera cantidad con un volumen dado
de diluente, a fin de producir otra dilucién, comprendiendo
dicha tercera porcién de vélvula un segundb slemento en forma
de bucle, hueco, externo (P 17), que posee un volumen intermno
preciso, diferente del volumen interno de dicho primer ele~
mento en forma de bucle hueco, siendo la Gltima fuente de su~

ministro citada una muestra de 1{quido previamente dilufdo.
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6. Ta vélvula para transferencia de liguido segin
cuslquiera de las reivindicaciones 1y 2 o 3, caracterizada
por la existencia de una galeria interna (P 18) capaz de ser

acoplada en comunicacibén a una fuente de suministro de diluenbe,

para lavar las porciones'constitutivas de la valvula.

9, La vdlvula para transferencia de liquido sagln
¢ualquiera de las reivindicaciones 1, 2. 0 3, caracterizada por

la existencia de una geleris interna (P 18) capaz de ser aco-

plada en comunicacién 2 una fuente de suminigtro de diluente

para lavar las poréiones constitutivas de la vélvula, compren-
dicndo la citadd galeria interna por lo menos un paso interno -
(P 1L), cabéz'd ser acoplado en comunicacidn a dichas por-
ciones constituftivas de la vdlvula de transferencia durante la
operacién de lavado. 7 | )
8. Ia vélvuia para transferencia de iiquido segin
cualquiérafh las reivindicaciones 1, 2 o 3, caracterizada por
1a existencia de una galeria iﬁterna capaz de ser acoplada'en

comunicacidn a una fuénte de suministro (645 de diluente para

lavar las porbionés que integran la vdlvula, incluyendo dicha

galeria interna una wuesca (P 18) formada en la otra cara de

dicho elemento de vlvula interno y capaz de acoplarse en co-
municacidén a la segunda porcidén indicada de la vélvula de

transferencia durante la operacién de lavado.

\\

. 9. La vélvula para transferencia de liquido segﬁn

chalqulera de las re1V1nd1caclones 1, 20 3, caracterlzada

por la exlstencla de una galeria 1nterna que puede acoplarse

‘en,comunlcaclén a una fuente de suministro (64) de diluente

para lavar 1gs partes de la vdlvula, incluyendo la cltada

“ galeris interna pér'lo'menos un paso interior capaz de ser

acoplado-eén comunicacién a por lo menos una de dichas primera
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¥y segunda porciones de la valvula de transferencia, y una

\ «
mue?ca formada en la obra cara de dicho elemento interno
de vAlvula, capaz de ser acoplada en comunicacidén a la ter-
|
cera. porcidn citada dc la vAlvula de transferencia durante

la operacidén de lavado.

que ha de recaer la Patente de Invencidn que se solicita:

10. Se reivindica por dltimo como objeto sobre el

UNA VALVULA PARA TRANSFERENCIA DE LIQUIDO.
~ Todo conforme queda descrito y re1v1ndlcado en- la

presente memoria descriptiva que consta de veintiuna phgi~

e

na mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 15 diciembre 1.978
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